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RESUMEN

Los cementos resinosos duales son agentes de cementaciéon lanzados en el mercado con el fin de unir las
caracteristicas favorables de los cementos resinosos fotoactivados y de los autopolimerizados.
Actualmente, son utilizados en situaciones donde existe la pérdida o la ausencia de luz debido a la
distancia de la fuente activadora al agente cementante, como en los casos clinicos envolviendo la
utilizacion de pernos intracanales, o en situaciones donde existe la atenuacion del pasaje de luz a causa
de la interposicion de un material restaurador indirecto metalico o de un material restaurador indirecto
estético espeso. Sin embargo, la literatura muestra que si un cemento resinoso dual es polimerizado de
manera inadecuada puede estar asociado a la disminucién de sus propiedades causando falla en el
procedimiento restaurador ejecutado. Asi, el presente trabajo tiene como objetivo hacer una revision
critica acerca de la necesidad de fotoactivacién de los cementos resinosos duales a través de trabajos que
evaluen las propiedades de estos materiales cuando sometidos a la activacion quimica, foto y dual.
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ABSTRACT

The dual-cure resin cements are luting agents with the intention to join the favorable characteristics of
light-cure and self-cure resin cements. Nowadays, they are been used when there is loss or absence of
light due to distance of the activation source to the luting agent as in clinical cases involving the use of
endodontic posts, or in situations in which there is reduction of the light passage due to metallic indirect
restoring material or an indirect restoring aesthetic thick material. However, the literature shows that if a
dual-cure resin cement goes inadequately polymerized it can be associated to the decrease of their
properties and consequently clinical failures. Therefore, the present work aims to do a critical review
about the need of photoactivation of dual- cure resin cements throught articles that evaluate the
properties of these materials when submitted to the chemical, light and dual activation.
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INTRODUCCION

Los cementos resinosos son materiales utilizados para la cementacion y que poseen composicion
semejante a la de las resinas compuestas restauradoras poseyendo, asi, una matriz organica formada por
Bis-GMA (bisfenol A glicidil metacrilato) o UEDMA (uretano dimetacrilato) y monémeros de bajo peso
molecular, como el TEGDMA (trietilenoglicol dimetacrilato), poseen también agrupamientos funcionales
hidrofilicos para promover la adhesién a la dentina como el HEMA (hidroxietil metacrilato), el 4-META (4-
metacriloxietil trimelitano anidro) y el MDP (10-metacriloxidecil dihidrégeno fosfato) (1- 4).

Segun su modo de activacion, los cementos resinosos pueden clasificarse como autopolimerizables,
fotopolimerizables o duales (1, 5- 7). La principal diferencia entre los modos de polimerizacion es el
sistema de iniciacién. Los materiales fotopolimerizados son sistemas de pasta Unica utilizando un
fotoiniciador, tal como la canforoquinona. Los agentes autopolimerizables consisten en 2 pastas, con la
pasta base conteniendo amina aromatica terciaria y la pasta catalizadora conteniendo peréxido de
benzoil. Los agentes de cementacion dual tienen ambos los sistemas de iniciacidon, de esa manera poseen
2 sistemas de pastas, con la pasta base conteniendo usualmente canforoquinona, amina alifatica y amina
aromatica terciaria y la pasta catalizadora conteniendo perdxido de benzoil (8).

Asi, tedricamente, los cementos resinosos duales fueron desarrollados para conciliar las caracteristicas
favorables de los cementos autopolimerizables y fotopolimerizables (5, 8) compensando, de esa manera,
la pérdida o ausencia de luz debido a la distancia entre la fuente activadora y el sistema cementante, o la
atenuacion del pasaje de la luz a través del material restaurador indirecto (9).

Los trabajos disponibles en la literatura (1, 10, 11) indican que los cementos resinosos duales han sido
usados no solamente para la cementacion de restauraciones estéticas indirectas de ceramica o resina
compuesta, pero también para la cementacion de restauraciones metdlicas, como una alternativa al
cemento de fosfato de zinc e ionémero de vidrio, o para la cementacion de pernos endodénticos (6).

Sin embargo, si el cemento resinoso no puede ser adecuadamente polimerizado, sus propiedades
mecanicas (11), fisicas y biolégicas pueden ser adversamente afectadas (6) estando asi, asociado con
problemas tales como sensibilidad posquirdrgica, microinfiltracién, caries recurrentes, susceptibilidad a la
degradacion, descolonizacion y disminucion de las propiedades mecéanicas (5).

Poco ha sido publicado sobre el potencial de autopolimerizacion de los cementos resinosos duales (6). Sin
embargo, algunas investigaciones sugieren que el uso exclusivo de la autopolimerizacién no es suficiente
para alcanzar la maxima conversion del cemento (1, 6) lo que, de acuerdo con algunos autores (1, 5), no
condice con la propuesta del material, ya que una vez disponible en formulacion dual, deberia ser capaz
de alcanzar un alto grado de conversion, tanto en la ausencia cuanto en la presencia de luz.

De ese modo, el presente trabajo objetiva hacer una revision critica sobre la necesidad de fotoactivacion
de los cementos resinosos duales a través de trabajos que evaluen las propiedades de estos materiales
cuando son sometidos a la activacion quimica, foto y dual.

REVISION DE LA LITERATURA Y DISCUSION

Resistencia a la flexion y moédulo flexural

Braga et al. (5) evaluaron las propiedades flexurales de cuatro cementos resinosos: Enforce y Variolink 11
(a través de fotoactivacion, dual y autoactivacion), RelyX ARC (como dual y autopolimerizable) y el C & B
(autopolimerizable). En el estudio realizado, la fotoactivaciéon se hizo a través de 2 milimetros de un
compuesto (Z-250- 3M), para acercar el experimento a las condiciones clinicas. Tras el test de resistencia
a la flexion, los resultados mostraron que el cemento Enforce presentd resultados similares en los tres
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modos de activacion: foto (153.6 MPa), quimica (151.1MPa) y dual (154.8 MPa), los cuales no difirieron
del cemento C&B (158.8 MPa). El RelyX ARC, cuando dual (200.8 MPa), presenté resultado
estadisticamente superior a los demas grupos y el Variolink 11, quimicamente activado (137.1 MPa),
presentd una resistencia a la flexion mas baja que el RelyX ARC quimicamente activado (172.1 MPa), el
Variolink Il foto-activado (168.2 MPa), el Variolink Il dual (162.6 MPa) o el C&B (autopolimerizable).
Tales resultados para los diferentes modos de activacion del cemento Variolink 11 también fueron
confirmados en estudio anterior (12).

Una posible explicacion para el desempefo del Variolink Il dual y fotoactivado, de acuerdo con los
autores (5), seria la presencia del Uretano dimetacrilato (UEDMA) en su composicion, el cual posee baja
viscosidad y mayor flexibilidad que el Bis-GMA debido a las ligaduras del Uretano que son formadas y que
facilitan la migracion de radicales libres, aumentando el grado de ligaduras cruzadas (13).

En cuanto al mddulo flexural, este estudio obtuvo resultados alrededor de 4.5 GPa los cuales no estan de
acuerdo con otros trabajos encontrados en la literatura que obtuvieron resultados alrededor de 7y 11.1
GPa (13, 14). Eso puede haber ocurrido, a los investigadores, debido a diferencias en las metodologias
empleadas. Idealmente un cemento resinoso debe poseer un modulo flexural intermediario al de la
dentina (alrededor de 13 GPa) y del material restaurador.

Evaluandose las propiedades flexurales de diez agentes cementantes duales (8), cinco (Appeal, Calibra,
lllusion, Lute-It y Variolink 11) probados en 3 modos de polimerizacién (dual, auto y foto), y los otros
cinco (Bistite - I11- DC, Cement -It- C&B, Clearfil-DC- Cement, Linkmax y Nexus 2- Dual - Syringe)
probados en 2 modos de polimerizacion (dual y auto), se obtuvo como resultado que, en general, los
materiales cuando sometidos a activacion dual presentaron resultados de resistencia a la flexién iguales o
mayores que cuando son usados auto o foto polimerizados asi, encontramos los resultados obtenidos en
otro estudio, en el cual los autores (15) analizaron las propiedades flexurales de dos agentes
cementantes resinosos sometidos a fotoactivacion o no. Sin embargo, en el estudio citado anteriormente
(8), el analisis estadistico demostré que el modo de polimerizacién tuvo una influencia significativa en la
resistencia a la flexion en apenas cinco (Appeal, Variolink 11, Bistite - 1I- DC, Clearfil-DC- Cement,
Linkmax y Nexus 2- Dual - Syringe) de los diez cementos probados. Todos los grupos analizados
excedieron 80 MPa (valor recomendado por la ISO 4049 para los materiales tipo 1), excepto el Appeal
foto y el Bistite- 11-DC auto, los cuales quedaron alrededor de 50 Mpa (valor recomendado por la ISO
para materiales tipo Il). Como el Apeeal fue designado para ser utilizado en la regién anterior, donde la
restauracion no envuelve el area oclusiva, él pasa por las normas de la 1SO. El Bistite 11, present6 valor
de resistencia a la flexién, menor de lo recomendado por la 1ISO 4049 para restauraciones posteriores
cubriendo la oclusion.

Un hecho para el cual los autores llaman la atenciéon es que la amina, un componente presente en la
mayoria de los sistemas de iniciacion, como en el Variolink 11, y que causa cambios de color del cemento,
debido a la oxidacién, fue cambiando del sistema de iniciacion del Apeeal por una amina libre y eso puede
haber hecho que este material presentara, en el modo fotoactivado, valores de resistencia y médulo
flexural significativamente mas bajos que el del Variolink Il. Alun en lo que se refiere al médulo flexural,
en general, los materiales cuando sometidos a la activacidon dual obtuvieron resultados iguales o mayores
que cuando auto o foto polimerizados y el modo de activacién presentd una influencia también
significante para ocho de los diez agentes cementantes, excepto el Cement -It- C&B, Linkmax y Nexus 2-
Dual - Syringe los cuales presentaron valores semejantes. Tales resultados llevaron los autores a concluir
que el modo de polimerizacién, en las propiedades flexurales de los agentes cementantes, fue material
especifico y sugieren que el modo dual deba ser utilizado en las situaciones clinicas cuando posible.

Dureza

Braga et al. (5), en su investigacion, evaluaron la dureza de cuatro cementos resinosos (Enforce, RelyX
ARC, Variollink Il y C & B). Considerando la atenuaciéon de la intensidad de luz, por la interposicion de
2mm de una resina compuesta, solamente el Enforce obtuvo valores estadisticamente similares entre el
quimicamente activado y la activacién dual. En relaciéon a los otros cementos probados, todos
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presentaron bajos valores de dureza cuando apenas quimicamente activados.

Fonseca et al. (1) evaluaron la influencia de la activacion quimica, comparada a la dupla activacion, en la
dureza de cuatro cementos resinosos duales: Scotchbond Resin Cement, Variolink 11, Enforce y Panavia
F. Tras la espatulacion, los cementos fueron insertados en matrices metalicas y subdivididos en dos
grupos: quimicamente activados (mantenidos en el oscuro) y fotoactivados (sometidos a la luz halégena
con 510mW/cm2 por 60 segundos). La dureza Vickers fue obtenida 1 hora, 24 horas y 7 dias después del
inicio de la espatulacion de los cementos. En todos los cementos, la dureza de los grupos quimicamente
activados fue menor que la de sus respectivos grupos duales en los tiempos de 1 hora y de 24 horas. A
los 7 dias, ese comportamiento fue mantenido por el Variolink Il y Panavia F, mientras para el
Scotchbond Resin Cement y para el Enforce no hubo diferencia estadisticamente significante entre los dos
métodos de activacion. En términos de porcentaje, hasta 1 hora, el grupo quimicamente activado del
Scotchbond Resin Cement, Variolink 11, Enforce y Panavia F, demostraron el 63%, 48%, 77% y 55% de
los valores de dureza de sus respectivos grupos duales. A los 7 dias, ese porcentaje aumentd para el
96%, 94%, 97% e 83%, respectivamente.

Tal resultado demuestra que el Panavia F depiende mas de la fotoactivacion que los otros cementos del
estudio. Ademas de eso, el aumento de la dureza del grupo quimicamente activado, de acuerdo con los
autores citados, podria estar relacionado con los bajos valores encontrados con 1 hora, comparado con el
grupo fotoactivado. Ese resultado podria ser explicado por la diferencia de velocidad entre los dos
mecanismos de activacion lo que corrobora con los resultados obtenidos por Lee & Um (16) que a través
de analisis térmico, observaron que la velocidad de cura de los cementos resinosos es mayor cuando los
mismos son fotoactivados.

Evaluandose la influencia del grosor de la resina compuesta en el grado de dureza de ocho cementos
resinosos duales (Adherence, Choice, Duolink, Enforce, Lute-It, Nexus, Resinomer y Variolink),
investigadores (17) confeccionaron 14 discos de cemento resinoso con 2,5 milimetros de grosor para
cada cemento. Dos muestras de cada material fueron fotoactivados directamente mientras las dos
muestras restantes fueron fotoactivadas a través de una resina compuesta (Herculite) variando de 1 a 6
milimetros de grosor. Para simular las condiciones clinicas, los autores insertaron primero una resina de
esmalte A2 y después la resina para dentina y el mismo color. De esa manera, los investigadores
pudieron observar que cuando los cementos eran fotoactivados a través de la resina compuesta, existia
una tendencia de la dureza disminuir gradualmente con el aumento del grosor del material restaurador.

Asi, por medio de un radiémetro de lectura de intensidad de luz, pudieron notar que con un grosor de
1mm de resina compuesta hubo una disminucién abrupta de la intensidad de luz, alrededor del 70%. Mas
alld de 1mm, la intensidad de luz continué disminuyendo gradualmente con el aumento del grosor, siendo
la luz totalmente obstruida con 4mm de resina compuesta. Lo que confirma los datos obtenidos por otros
autores (7) los cuales afirman que la activacion quimica sola no es suficiente para alcanzar el maximo de
dureza de los cementos resinosos y que la misma es significativamente reducida cuando el grosor del
material restaurador es de 2 a 3 milimetros o mas. Sin embargo, en otro estudio (17), de todos los
cementos probados apenas el Enforce exhibié los mayores valores de dureza, los cuales continuaron
adecuados hasta 6 milimetros de grosor de resina compuesta.

En estudio posterior, investigadores (18) evaluaron la dureza del cemento RelyX ARC, considerando el
grosor (Imilimetro, 2 milimetros y 4 milimetros) y el color (Al; A2; A3; A3, 5; A4) de una ceramica
feldespatica. Tras 24 horas de la confeccidn de las muestras, observaron que existe una influencia mayor
del grosor del material restaurador en la transmision de luz, cuando éste es mayor que 1,5 milimetros,
en el color y la opacidad. Conforme los autores, aunque el cemento resinoso dual posea componentes de
activacion quimica en su composicion, solamente una efectiva asociacion con la luz puede asegurar
valores de dureza clinicamente aceptables.

Resistencia de Union
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En lo que se refiere a la adhesion, (11) evaluando la resistencia a la traccion diametral, observaron que
en el grupo dual los cementos resinosos Scotchbond Resin Cement (53.3MPa), Variolink 1l (48.4MPa) y
Rely X (51.6MPa) presentaron valores significativamente mayores que cuando quimicamente activados
(44.6MPa; 40.4MPa; 44.5MPa, respectivamente). Para el Enforce y el Panavia F, no fueron encontradas
diferencias estadisticamente diferentes entre los dos modos de activacion. Esa diferencia observada entre
los grupos duales y quimicamente activados de los cementos resinosos Scothbond Resin Cement,
Variolink 11 y Rely X demostraron que esos materiales dependen de la fotoactivacion para alcanzar una
maxima resistencia a la traccion diametral en contraste con el Enforce y el Panavia F. En términos de
porcentaje los grupos quimicamente activados del Scothbond Resin Cement, Variolink 11 y RelyX
demostraron una resistencia de 83.7%, 83.5% y 86.2% en relacion a su respectivo grupo dual, mientras
el grupo de activacién quimica del Enforce (47.8MPa) y Panavia F (43.3MPa) presentaron 98.5% y
98.4%, respectivamente. De acuerdo con los autores, aunque no existan trabajos que evallten la
resistencia a la traccion diametral de los cementos resinosos duales sometidos a diferentes modos de
activacion, otras propiedades mecanicas fueron investigadas y estan de acuerdo con los datos obtenidos.

Comparando los cementos resinosos sometidos a la activacion quimica con los del grupo control
(Cement-It (autopolimerizable) y Fosfato de zinc), los investigadores citados pudieron observar que los
cementos quimicamente activados presentaron resistencia similar entre ellos y el Cement-It (44.1MPa) y
mayor que el cemento de fosfato de zinc (4.2MPa). La baja resistencia a la traccion diametral exhibida
por el fosfato de zinc fue también relatada en estudio anterior (14) y puede ser explicada por las bajas
propiedades adhesivas de este material, la cual ocurre Unicamente debido a la imbricacién mecanica
proporcionada por el deslizamiento.

Respecto del Variolink 11, el mismo no presentd un potencial de curado sustancial en ausencia de luz. Sin
embargo, este cemento present6 similitud estadistica en relacion al Enforce, el cual depende poco de la
fotoactivacion. Ademas de la alta cantidad de carga (el 73.4%), comparada al Enforce (66.0%), otra
posible explicacion, para el comportamiento del Variolink 11, de acuerdo con los autores, es la presencia
del UEDMA en su composicion como relatan Braga et al. (5) en relacién a la resistencia a la flexién. El
cambio del Bis-GMA el TEGDMA por el UEDMA resulté en un aumento en la resistencia a la traccion
diametral (13).

Evaluando la resistencia a la traccion de los cementos en lo referente a las coronas metalicas, Fonseca et
al. (1) obtuvieron como resultado que el Panavia F (3348N) y el Fosfato de zinc (1068N) presentaron la
mayor y la menor resistencia adhesiva, respectivamente. Los deméas cementos: Scothbond Resin Cement
(1625N), Enforce (1645N) y Cement-It (1465N) rindieron valores intermediarios, mas similares entre si,
demostrando asi, que en la ausencia de luz estos cementos presentaron comportamiento retentivo similar
al cemento quimicamente activo. El desempefio del fosfato de zinc puede ser atribuido al mismo factor
explicado en trabajo anterior (14).

De acuerdo con los autores (1), la alta capacidad retentiva del Panavia F se debe al hecho del mismo
poseer, asi como sus predecesores el Panavia Ex y el Panavia 21, un estér orgéanico, el MDP, en su
composicion el cual puede adherir quimicamente a la camada de 6xido presente en la superficie metélica
a través de ligaduras covalentes. De esa manera, el tipo de sustrato utilizado puede haber influenciado
considerablemente los resultados de la investigacion, pues si hubieran sido utilizados como sustrato el
diente natural o la resina compuesta los datos obtenidos podrian ser completamente diferentes.

Respecto de la resistencia al cizallamiento, se publicé un trabajo (19) que evaluaba siete agentes
cementantes cuando sometidos a diferentes modos de activacion. Fueron ellos: un cemento de
compomero (Perma Cem), cinco cementos resinosos (RelyX ARC, Panavia F, Variolink 11, Nexus 2 y
Calibra) y un cemento resinoso autoadhesivo (RelyX Unicem). Tras el preparo de la superficie dentaria
con los sistemas adhesivos recomendados por los fabricantes, con excepcion del RelyX Unicem, que no
necesita de tratamiento anterior por ser autoadhesivo, 2mm de resina compuesta Herculite XRV fue
cementada al sustrato dentinario. A partir de eso, mitad de las muestras fueron sometidas a la
polimerizacion dual a través de fotoactivacion por 80 segundos y la otra mitad a polimerizacién quimica.

FUENTE: www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art20.asp
Fundacién Acta Odontoldgica Venezolana
RIF: J-30675328-1 - ISSN: 0001-6365 - Caracas - Venezuela



Acta Odontoldgica Venezolana - VOLUMEN 47 N°© 4 / 2009
ISSN: 0001-6365 — www.actaodontologica.com

Pagina |6

Cada grupo de 20 muestras fue subdividido en dos grupos de 10. En el primero, las muestras
permanecieron almacenados en agua destilada por 150 dias y en el segundo, recibieron el mismo
tratamiento que el anterior ademas de un tratamiento de termociclaje adicional. Después del periodo de
tiempo determinado las muestras fueron sometidas al test de resistencia al cizallamiento.

Como resultado los autores obtuvieron que, en el almacenaje en agua, cuando fueron fotoactivados, el
Nexus 2 (14.8 +/- 3.6) y el Variolink Il (13.5 +/- 4.6) alcanzaron los mayores resultados. En el
almacenaje en agua y ciclaje térmico, el Variolink Il (10.9 +/- 2.2) y el Nexus 2 (10.6 +/- 3.2), también
cuando fotoactivados, alcanzaron los mayores resultados. El presente estudio mostré que la resistencia
adhesiva después del almacenaje en agua es menor si los espécimes son adicionalmente termociclados,
esto ocurre, probablemente, debido a un estrés mayor generado en la interface agente cementante/tejido
duro del diente que puede haber sido causado por diferencias de coeficientes de expansion térmica
dentro del material multicomponente o por la degeneracion hidrolitica acelerada del agente cementante.

En cuanto a la resistencia a la microtraccion (9), de sistemas cementantes duales, fotopolimerizados o
autopolimerizados, que utilizaban adhesivos de cuarta (All-Bond 2 (AB2) y Optibond (OPT) ) y quinta
generacion (Bond-1 (B1) y Optibobond Solo Dual Cure (SOLO)), no polimerizados, adheridos al diente y a
2 milimetros de resina compuesta Z-250, se obtuvo como resultado, que los sistemas cementantes
exhibieron valores de resistencia adhesiva mas bajos cuando son autopolimerizados que cuando son
fotoactivados, excepto cuando el AB2 / Duolink fue utilizado. Este producto, en especifico, no exhibi6
diferencia de adhesividad entre los grupos fotoactivados (36.9MPa) y los autopolimerizados (32.7MPa).
No hubo diferencia significante entre el AB2/Duolink y el SOLO / Nexus2 (23.4MPa), los cuales exhibieron
altos valores de resistencia cuando fueron comparados entre ellos dentro del grupo autopolimerizado.

Los sistemas B1 / Lute-It y OPT / Nexus2, cuando quimicamente activados, exhibieron los valores mas
bajos de resistencia adhesiva (13.0MPa y 13.1MPa, respectivamente) y no fueron estadisticamente
diferentes entre si. Los sistemas adhesivos de cuarta generacion AB2 y OPT poseen perdxido de benzol y
aminas terciarias como componentes quimicos. Presumiblemente, estos componentes asegurarian una
efectiva conversion monomeérica y subsiguiente propiedades mecéanicas confiables. Entretanto, solamente
el AB2 mostré diferencia no significativa entre los modos de activacién. Diferencias en la composicién de
los adhesivos, asi como la infiltracion del monémero dentro de la dentina desmineralizada podrian
explicar las diferencias de valores observados entre estos dos productos. Sin embargo, esa especulaciéon
es invalidada, segun los autores, por el hecho de que diferencias no significantes, en los valores de
resistencia adhesiva, fueron observadas entre los respectivos sistemas adhesivos cuando fueron
fotoactivados.

En lo que toca a los sistemas adhesivos de quinta generacion duales, fueron analizados en este trabajo el
B1 que posee peréxido de benzol, aminas terciarias y el SOLO que contienen Sal de acido sodio benceno
sulfinico (BSS). De acuerdo con la literatura, el BSS es adicionado a los agentes adhesivos de quinta
generacion duales para evitar incompatibilidad entre tales sistemas adhesivos y el cemento resinoso dual.
Consecuentemente, la falta de BSS en B1 puede haber permitido que la reaccidon entre las aminas
terciarias y los mondmeros acidos formasen una transferencia de carga compleja que comprometiera su
habilidad como agente reductor en reacciones redox y baja resistencia adhesiva. Tal hecho, puede
explicar el porqué del grupo autopolimerizado de B1 haber presentado los valores mas bajos (9), estando
de acuerdo con investigadores (20) que afirman que la seleccién del adhesivo dental, en una
cementacion resinosa dual, es muy importante para evitar una falla precoz de la ligadura formada.

Segundo Garcia et al. (21), una tentativa de superar ese problema de incompatibilidad entre adhesivos
acidos y cementos resinosos seria la adicion de una resina hidrofébica o una resina de baja viscosidad
como una camada intermediaria. Asi, a través del test de resistencia al micro cizallamiento, evaluaron los
siguientes grupos: Single Bond + RelyX ARC; Adper Prompt L-Pop + Filtek Flow + RelyX ARC; Adper
Prompt L-Pop + RelyX ARC; Clearfil SE Bond + Protect Liner F + Panavia F y Clearfil SE Bond + Panavia
F, fotoactivados o no.

El test realizado mostré que la resistencia de union del cemento resinoso a la dentina fue
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significativamente mayor con la fotoactivacion del cemento. Independientemente del modo de activacion,
los mayores valores de resistencia adhesiva fueron obtenidos con el Single Bond y el Clearfil SE Bond.
Cuando la resina de baja viscosidad no fue utilizada, el Adper Prompt L-Pop exhibi6é los menores valores
de resistencia entre todos los otros grupos experimentales en ambos los modos de activacion (foto
activado/17.4MPa y autopolimerizable /0.0MPa). Cuando el cemento resinoso no fue fotoactivado, no
hubo adaptacion de ninguna muestra anterior al test de este grupo.

El Adper Promot L-Pop es un sistema adhesivo de frasco Unico que contiene una gran cantidad de agua
en su composicion. Sin embargo, es muy dificil conseguir la total remocién de la misma, antes de la
polimerizacion del material, asi el agua residual puede inhibir la polimerizacion de este adhesivo. En
general, adhesivos autograbados de paso Unico actian como una membrana permeable tras la
polimerizacion y permiten el pasaje de agua a través del adhesivo polimerizado para la interface
adhesivo-cemento. De esa manera, la adicion de una resina hidrofébica sobre el sistema adhesivo
autograbado de paso unico reduce la permeabilidad asociada a estos adhesivos simplificados y mejora la
resistencia adhesiva resina-dentina (22).

Para el adhesivo autograbado de 2 pasos, Clearfil SE Bond, independientemente del modo de activacion
del cemento resinoso, la aplicaciéon de la resina flow no afecté la resistencia adhesiva a la dentina. En lo
referente al SE Primer, aunque esté presente un pH de 1.9, el SE Bond es menos acido y mas
hidrofébico, lo que reduce el problema de incompatibilidad y ayuda a prevenir el pasaje de agua para la
interface adhesiva. Asi, queda claro que la utilizacion de una camada intermediaria evita el contacto entre
el monémero acido del primero y el cemento resinoso en el polimerizado, previniendo una interaccion
adversa y la formacién de una interface adhesiva debilitada (21).

CONCLUSION

Debido a las diferencias en la composicion de los cementos resinosos de activacion dual, los cuales
poseen mayor o menor cantidad de componentes autopolimerizables y por el hecho de esto no estar
especificado en sus prospectos de medicamentos, todo cemento resinoso dual debe ser fotoactivado. Asi,
se hace necesario que algunos fabricantes cambien la composicién de determinados cementos resinosos
con la finalidad de tornar la polimerizacién quimica mas eficiente, teniendo el cuidado, por lo tanto, de no
ocurrir una incorporacion excesiva de componentes quimicamente activos que vengan a perjudicar el
tiempo de polimerizacion del agente cementante.
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